
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水量     1,100ｍ3／日 

BOD      800mg/L 

n-ﾍｷｻﾝ   100～150 mg/L 

MLSS 3,000～4,000 mg/L 

調整槽 795ｍ3 

曝気槽 962ｍ3 

沈殿槽 113ｍ3 

n-ﾍｷｻﾝ 100～150 

BOD 50 mg/L規制 

工事名称：高濃度酸素の供給装置を設置し、排水処理の安定と脱水ケーキ量を低減する。工事名称：高濃度酸素の供給装置を設置し、排水処理の安定と脱水ケーキ量を低減する。工事名称：高濃度酸素の供給装置を設置し、排水処理の安定と脱水ケーキ量を低減する。工事名称：高濃度酸素の供給装置を設置し、排水処理の安定と脱水ケーキ量を低減する。    

操作盤操作盤操作盤操作盤    酸素発生器酸素発生器酸素発生器酸素発生器    
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